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一种手机背面保护膜自动排废刀模结构

(57)摘要

本实用新型涉及一种手机背面保护膜自动

排废刀模结构。现有的加工过程中冲切后需要上

拉排外框废料，还需要下拉料带排孔废料，总共

排两次废料，占用机台的使用率，导致生产效率

较低。本实用新型包括相互配合的上刀模和下治

具板，所述的上刀模上设置刀锋区，所述刀锋区

的一侧设置废料顶块，所述废料顶块的高度高于

所述刀锋区的高度，所述的下治具板上开有与废

料顶块大小匹配的落料孔，所述落料孔的下部为

落料区域。本实用新型利用上刀模上的废料顶块

能直接将废料顶至落料区域；减少了排废步骤、

提高了生产效率；因废料可直接向下顶，少一层

材料进行生产，同时也降低了20％左右的成本。

结构简单，方便实用。
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1.一种手机背面保护膜自动排废刀模结构，其特征在于包括相互配合的上刀模和下治

具板，所述的上刀模上设置刀锋区，所述刀锋区的一侧设置废料顶块，所述废料顶块的高度

高于所述刀锋区的高度，所述的下治具板上开有与废料顶块大小匹配的落料孔，所述落料

孔的下部为落料区域。

2.根据权利要求1所述的一种手机背面保护膜自动排废刀模结构，其特征在于所述的

刀锋区的高度为4mm，所述的废料顶块的高度为6mm，所述位于落料区的下治具板的厚度为

2mm。

3.根据权利要求2所述的一种手机背面保护膜自动排废刀模结构，其特征在于所述上

刀模在四角设置套位针，所述的下治具板上设置与套位针相配的套位孔。

4.根据权利要求3所述的一种手机背面保护膜自动排废刀模结构，其特征在于所述的

废料顶块为两个，一大一小且间隔设置。

5.根据权利要求4所述的一种手机背面保护膜自动排废刀模结构，其特征在于所述的

刀锋与顶块的距离为一个产品在模切机上的跳步距离。
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一种手机背面保护膜自动排废刀模结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手机背面保护膜自动排废刀模结构。

背景技术

[0002] 目前生产手机背面保护膜共使用的三层材料是单面胶带、离型膜、OPP排废膜；一、

因产品较大，在整个成本中OPP排废膜会占用很大一部分，故需要有更好的方法来省去OPP

排废膜，减少成本；如图1所示，现有的加工过程中冲切后需要上拉排外框废料，还需要下拉

料带排孔废料，总共排两次废料，占用机台的使用率，导致生产效率较低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术存在的缺点，提供一种手机背面保护膜自动排废刀模结

构，减少了排废步骤、提高了生产效率，同时也降低了成本。

[0004] 为此，本实用新型采取如下的技术方案：一种手机背面保护膜自动排废刀模结构，

其特征在于包括相互配合的上刀模和下治具板，所述的上刀模上设置刀锋区，所述刀锋区

的一侧设置废料顶块，所述废料顶块的高度高于所述刀锋区的高度，所述的下治具板上开

有与废料顶块大小匹配的落料孔，所述落料孔的下部为落料区域。

[0005] 所述的刀锋区的高度为4mm，所述的废料顶块的高度为6mm，所述位于落料区的下

治具板的厚度为2mm。

[0006] 所述上刀模在四角设置套位针，所述的下治具板上设置与套位针相配的套位孔。

[0007] 所述的废料顶块为两个，一大一小且间隔设置。

[0008] 所述的刀锋与顶块的距离为一个产品在模切机上的跳步距离。

[0009] 本实用新型利用上刀模上的废料顶块能直接将废料顶至落料区域；减少了排废步

骤、提高了生产效率；因废料可直接向下顶，少一层材料进行生产，同时也降低了20％左右

的成本。结构简单，方便实用。

附图说明

[0010] 图1为现有产品加工示意图。

[0011] 图2为本实用新型的上刀模结构示意图。

[0012] 图3为本实用新型的下治具板结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的一种同心双轴控制机构作进一步详细描述。

[0014] 如图2-图3所示，本实用新型的一种手机背面保护膜自动排废刀模结构，包括相互

配合的上刀模1和下治具板5，上刀模上设置刀锋区3，刀锋区的一侧设置废料顶块2，废料顶

块的高度高于所述刀锋区的高度，下治具板上开有与废料顶块大小匹配的落料孔7，所述落

料孔的下部为落料区域8。
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[0015] 刀锋区的高度为4mm，废料顶块的高度为6mm，位于落料区的下治具板的厚度为

2mm。上刀模在四角设置套位针4，下治具板上设置与套位针相配的套位孔6。废料顶块为两

个，一大一小且间隔设置。刀锋与顶块的距离为一个产品在模切机上的跳步距离(79mm)。

[0016] 生产方式如下：

[0017] 1、为保证上刀模和下治具的匹配精准度，依靠套位针与套位孔相结合而成；

[0018] 2、刀锋与顶块的的距离为产品的跳步(79MM)，在模切机设置跳步；

[0019] 3、在每次模切机向下冲切时，利用模切机拖料将废料拖至落料孔处，废料顶块将

废料顶至落料区域即可；此种方式减少了排废步骤、提高了生产效率；因废料可直接向下

顶，少一层材料进行生产，同时也降低了20％左右的成本。

[0020] 上述内容仅为本实用新型的较佳实施举例，并不用于限制本实用新型。凡在本实

用新型精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保

护范围之内。
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图1

图2
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图3
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